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Wanna do galwanicznego pokrywania metalami a w szczegélnosci
do anodowania
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Przedmiotem wynalazku jest wanna galwani-
zerska przeznaczona do dowolnego procesu po-
krywania metalami, a w szczegolno$ci do procesu
anodowania w przypadku, gdy obrébce galwa-
nicznej poddaje sie tylko czeS¢ powierzchni
przedmiotow.

Bardzo czesto wzgledy konstrukcyjne mnakazujg
wytworzenie powlok jedynie na czeSci obrabiane-
go przedmiotu. Pozostale czeSci powierzchni
przedmiotu muszg byé zabezpieczone przez na-
niesienie SciSle przylegajacej do metalu podloza
warstwy nie przewodzgcej pradu elektrycznego,
zlozomej z odpowiedniej kompozycji woskowej,
lakieru wzglednie otuliny z folii plastikowej. Te-
go rodzaju zabezpieczenie stanowi czynno§é bar-
dzo pracochlonna, wymaga bowiem duzo wiecej
czasu niz sam proces galwaniczny.

Proces anodowania, a w szczegdlncsci anodo-
wania twardego, rézni sie technologicznie od pro-
cesu pokrywania metalami. Polega on na elektro-
lityeznym wytworzeniu na aluminium wzglednie
jego stopach twardej i grubej, bo przekraczaja-
cej czesto 100 mikronéw powloki z tlenku glinu.

Niskie przewodnictwo cieplne takiej powloki
utrudnia odprowadzanie duzych ilo$ci ciepla, ja-
kie wydzielaja sie wewnatrz powlcki podczas jej
wytwarzania. Poniewaz uzyskanie powloki o wy-
sokiej jako$ci wymaga utrzymania niskiej tem-
peratury w calej masie wytwarzanej stosuje sie
wiec chlodzenie elektrolitu czesto do temperatury
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ponizej 0°C, co przy obrobce czeSciowej napotyka
na szczegblnie duze trudnoéci, gdyz materialy
izolujgce elektrycznie sg réwniez dobrymi izola-
torami cieplnymi. Czasami w przypadkach szcze-
golmie waznych stosuje sie specjalne oprzyrzado-
wanie umozliwiajgce dodatkowe chlodzenie czesci
nie podlegajacej obrébce za pomoca specjalnej
cieczy chtodzacej, jednak przygotowanie przed-
miotu do obrébki anodowej jest wtedy jeszcze
bardziej pracochlonne i kosztowne.

Wynalazek ma na celu usuniecie wymienionych
wyzej wad przez odpowiednig kostrukcje wanny
craz przez wigczenie dodatkowych urzadzen, po-
zwalajgcych mna czeSciowe zmechanizowanie nie-
ktérych czynno$ci. Zastosowanie wanny wedlug
wynalazku pozwala na obnizenie pracochtonnoséci
procesu anodowania czeSciowego powierzchni
przedmiotu do poziomu pracochlonno$ci normal-
nego procesu galwanicznego, w ktérym pokrywa
sie przedmiot ma calej powierzchni.

Wamna galwanizerska wedlug wynalazku w za-
stosowaniu do procesu pokrywamnia metalami
czeSci powierzchni przedmiotéw pokazana jest na
fig. 1 rysunku. Wanna 1 posiada przynajmniej
jedng Sciane 2 wykonang w taki sposéb, ze mna
odpowiedniej wysoko§ci ponizej normalnego po-
ziomu elektrolitu wykonane sg jeden lub wiecej
otworéw 3, przez ktére wprowadza sie do elek-
trolitu czeS¢ powierzchni przedmiotéw 4 przezna-
czong do pokrycia galwanicznie. Wystajgce na




48 625

3

zewngtrz wanny czeSai przedmiotéw obrabianych
moga byé chiodzone w dowolny sposob, co
zwiekszy wydatnie pobdér ciepta w stosunku do
iloSci ciepla odbieranej przez chlodzenie,K samego
elektrolitu,

Wanna przewidziana do obrébki galwanicznej,
przeznaczona w szczeglélno$ci do anodowania z
chlodzeniem za pomoca cieczy chiodzacej nie
dzialajacej korozyjnie mna obrabiany przedmiot
jest przedstawiona na fig. 2 rysunku. Posiada ona
‘Zbiornik elektrolitu 1, oddzielony od zbiornika
cieczy chtodzacej 5 przegroda 2 posiadajaca
otwér wzglednie otwory 3 wykonane pomizej po-
ziomu elektrolitu, przez ktdére wprowadza sie ob-
rabiang cze§é powierzchni przedmiotu do elektro-
litu. Poziomy elektrolitu i cieczy chlodzacej po-
winny byé jednakowe, a obydwa zbiorniki nale-
zy intensywnie chlodzi¢ w dowolny sposéb, na
przyklad za pomocyg wezownic z przeptywajgcym
czynnikiem chtodzgacym,

Uszczelnienie pomiedzy $ciang wanny a przed-
miotem obrabianym moze byé wykonane w do-
wolny sposéb, na przykiad przez odpowiedni
sprezysty materiat wbudowany w $ciane wanny
dokola otworu, za pomoca specjalnych uszczelek
z materialu sprezystego dociskanych ewentualnie
dodatkowymi przyrzadami wzglednie tez w spo-
s6b przedstawiony na rysunku fig. 3.

Na fig. 3 rysunku pokazano przegrode 2 z ot-
worem, do ktérej wokél otworu przymocowany
jest w sposéb szczelny kolnierz 6 z masy pla-
stycznej, gumy lub dowolnego szczeliwa. Kolnierz
6 obejmuje obrabiang czeéé przedmiotu 4 w ten
spos6b, ze lgcznie z pierscieniem uszczelniajgcym
7 i nie pokazanym urzadzeniem dociskajacym
stanowi szczelne uzupelnienie przegrody 2. Na
fig. 3 rysunku pokazano réwniez sposéb zasilania
pradem przez wieszak 8 i opaske 9 oraz urzadze-
nie do intemsyfikacji chlodzenia w postaci blasz-
ki-topatki 10, kierujacej wstepujacy strumien
cieczy chlodzacej wprost na $ciane obrabianego
przedmiotu 4.

Wanna wedlug wynalazku jest zaopatrzona dla
umozliwienia latwego i szybkiego wyjmowania
i zakladania przedmiotéw w urzadzenie do obni-
zania poziomu elektrolitu i cieczy chlodzgcej.
Urzadzenie jest pokazane mna fig. 4 rysunku.
Zbiornik na elektrolit 1 i chlodziwo 5 rozdzielo-
ne przegrodg -2 i zlaczone za pomocyg kolnierzy 11
sg§ wypelnione na czas ancdowania odpowiednio
elektrolitem i cieczg chlodzacg do poziomu 12 a
na czas wymiany przedmiotéw 4 jedynie do po-
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ziomu 13. Objetos¢ elektrolitu i cieczy chlodza-
cej znajdujace sie¢ pomiedzy poziomami 12 i 13
wprowadza si¢ po otwarciu zaworéw na przewo-
dach 14 oraz na rurach barometrycznych 15 od-
powiednio do zbiornikéw pomocniczych 16 i 17.
Wplyw elektrolitu i cieczy chlodzgcej ustaje sa-
moczynnie po osiggnieciu w przewodach baro-
metrycznych 15 poziomu 13. Po wymianie przed-
miotéw zamyka sie zawory na przewodach baro-
metrycznych 15 a otwiera zawory na przewo-
dach sprezonego powietrza 18. Elektrolit i ciecz
chtodzaca wypchnigete przez sprezone powietrze
wracaja odpowiednio na swoje miejsce do zbior-
niké6w wanny i osiggaja ponownie poziom 12. Po
osiggnieciu tego poziomu zamyka sie zawory na
przewodach sprezonego powietrza 18 i na prze-
wodach 14. Po tej czynnoSci wilacza sie prad i
prowadzi proces elektrolityczny. Chlodzenie elek-
trolitu i cieczy chlodzacej prowadzi sie za pomo-
cg wezownic 19.

Zastrzezenia patentowe

1. Wanna do galwanicznego pokrywamia metala-
mi, a w szczegélmtoééi ‘do anodowania, zna-
mienna tym, ze przynajmniej jedna ze $cian na
odpowiedniej wysokosSci ponizej normalnego
poziomu elektrolitu posiada jeden lub wiecej
otworéw (3), przez ktére wprowadza sie do
elektrolitu czesSci przedmiotéw przeznaczone do
obrobki.

2. Wanna wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze
przegroda (2) rozdzielajgca dwa zbiorniki: je-
den przeznaczony mna elekirolit (1) i drugi ma
ciecz chlodzacg (5) posiada otwor wzglednie
otwory (3) wykonane ponizej poziomu elektiro-
litu, przez ktére wprowadza sie do elektrolitu
czese prie'dmiot:u obrabianego przeznaczong do
obrébki, a dla intensyfikacji chlodzenia, posia-
da, przy urzadzeniu zasilajacym w prad, bla-
szke-topatke (10), kierujacg strumien wstepu-
jacej cieczy wprost na $ciamki obrabianego
przedmiotu, '

3. Wanna wedlug zastrz. 1 i 2, znamienna tym,
ze dla obnizenia poziomu cieczy chlodzgcej i
elektrolitu oraz dla doprowadzenia ich do po-

‘ziomu (12) posiada wyposazenie, sktadajace
sie przynajmniej z dwoéch zbiornikéw (16)1i (17)
oraz polaczonych z mnimi zaworami ukladéw
przewodéw (14), rur barometrycznych (15) i do
sprezonego powietrza (18), stuzacych do opréz-
niania i mnapelniania zbiornikéw (1) i (5) wan-
ny.
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